QUIMICA FOTOGRAFICA

DESCRIPCION DE LA MATERIA

La materia esta orientada hacia el estudio y comprensién de los fenémenos y leyes que
rigen la formacién de la imagen, su registro, asi como de su puesta en evidencia y
perennidad.

OBJETIVOS
Brindara al estudiante la capacitacion adecuada para el manejo del material sensible, de
los diversos componentes y soluciones quimicas utilizadas, asi como el cuidado y
mantenimiento del equipamiento y de las instalaciones, inculcdndole el valor de una
metodologia racional de trabajo.
METODOLOGIA
Se dictaran clases teoricas y practicas durante el segundo afio.
La carga horaria semanal sera de 3 horas.
- Carga horaria global total: 120 horas
- Carga horaria global teorica: 120 horas
La relacion docente/estudiante sera de 1/30 en tedricos y préacticos.
EVALUACION
Se tomara en cuenta la participacion del estudiante en clase, teoricas y practicas.
Se efectuaran controles escritos para apreciar el nivel de asimilacion al final de cada

tema (tedrico), y con el mismo criterio, dos controles practicos en el afio. Examen
teorico y préctico al final del afio.

REGIMEN DE ASISTENCIA

Obligatoria.

APROBACION DEL CURSO

Nivel de suficiencia en asistencia y evaluacion.
PREVIATURAS

Segun Reglamento Vigente.

PLAN TEMATICO



PARTE TEORICA

MODULO I - Formacién y analisis de la imagen.
<@  Principios generales de optica (revision): haz radiante. Fuente de
emisién. Sombra-penumbra. Proyeccion.
B Deformaciones — causas: Angulo de incidencia. Telerradiografia. Macro-
radiografia. Calculos directos de ampliacién. Factores de influencia.

MODULO Il - El material sensible.

1. Composicién de los films fotogréaficos-radiograficos. Soporte. Capa adhesiva.
Emulsion. Capa protectriz. Capa antihalo. Caracteristicas del film fotografico-
radiografico. Comparacion.

2. Materias primas utilizadas. Caracteristicas y propiedades esenciales. Soporte:
nitrato de celulosa. Acetato, triacetato. Poliéster. Fabricacidon. Emulsidn:
bromuro de plata. Gelatina. Emulsiéon propia. Materias primas. Maduracion
fisica. Maduracién Quimica. Adhesion al soporte.

Importancia de la maduracion (formacion de los cristales de AgBr)
sobre la sensibilidad y el contraste del film. Sensibilidad cromatica.

El material sensible radiografico. Caracteristicas y propiedades. Films
para exposicion con pantallas reforzadoras. Ordinarias/estandar. Rapidas.
R.P./Proceso rapido.

3. La imagen latente.-Formacion y analisis de la imagen latente. Efecto
fotoeléctrico. Absorcién de los fotones. Creacion de gérmenes de imagen. Ley
de Einstein.

MODULO IIl — Tratamiento del film expuesto

1. El proceso de revelado. — Funcion y caracteristicas. Componentes. Sustancias
reductores. Sustancias aceleradores. Sustancias retardadoras. Sustancias
conservadoras. Sustancias adicionales. Preparacion — orden. Dosis ph.
Temperatura. Caracteristicas: de alto contraste. De bajo contraste. Reveladores
para procesadoras automaticas. Caracteristicas. Proceso quimico del revelado.
Concentracion de la solucién. Temperatura. Duracion. Latitud del revelador. El
revelador agotado-regeneracion.

2. Lavado intermediario: Funcion y caracteristicas. Bafio detenedor. Fijado:
Objetivo y caracteristicas. Soluciones acidas. Soluciones acidas débiles.
Agente endurecedor. Preparacion. Dosis. Ph. Temperatura. Fijador standard.
Fijador rapido. Fijador para procesadora automatica. El proceso quimico del
fijado. Concentracion. Temperatura. Duracion. Tiempo de clarificacion.
Fijador agotado. Regeneracion. Recuperacion de la placa metalica.

3. Lavado final: Funcion. Fuerza y turbulencia del agua. Temperatura. Duracion.
Utilizacién de agentes humectantes

4. Secado: Funcion. Temperatura. Circulacién del aire. Grado hidrométrico.
Influencia del secado sobre la densidad 6ptica del film.

MODULO IV - El laboratorio fotografico.
1. Dimensiones. Disposicion. Hermetismo a la luz. lluminacién inactinica.
Verificacion. Pintura. Equipamiento y accesorios. Reparticién. Disposicién del
plan de trabajo.



2. El tratamiento manual. Disposicion de la unidad de tratamiento.
Mantenimiento y control de la temperatura. Bafio de Maria. Termostato.
Termocalentador de inmersion. Enfriamiento. Método de trabajo racional.
Cuidados y mantenimiento de la unidad de trabajo.

3. El tratamiento automatico. Disposicion. Principios y funcionamiento de una
procesadora automatica. Temperatura de las soluciones. Temperatura del
secador. Velocidad del tratamiento. Flujo del agua. Preparacion de las
soluciones. Manual. Con mezclador. Regeneracion. Cuidados y mantenimiento
de la procesadora. Disposicion y almacenamiento de los productos quimicos.
La camara clara. Disposicion. lluminacion. Equipamiento y accesorios.

MODULO V - Operaciones correctoras de la imagen.

1. Rebajado quimico de la imagen. Objetivo. Procesos quimicos. Rebajador de
Farmer. Composicion. Preparacion. Posibilidades de utilizacion. Método de
trabajo. Ampliacién parcial. Total. Otros métodos.

2. Reforzado quimico de la imagen. Objetivo. Posibilidades de utilizacion.
Problemas que pueden intervenir durante la manipulacién. Analisis de las
causas y medios de eliminacién. Velos — quimico. Gris. Coloreado. Exposicion
accidental. Errores de manipulacion. Estrias. Imprentas. Fusion de la emulsion.
Defectos de fabricacion.

MODULO VI — Sensitometria
r~<&  Transparencia. Opacidad. Nitidez. Detalle. Contraste. Densidad.
Densidad general. Anélisis de los elementos.

BaD Factores que influencian la nitidez. Flow de foco. Geométrica. Cinético.
Fluorescente. Fisico. Mecéanico.
B« El contraste: el objeto. Calidad de la radiacién. Pantallas, films.

Revelador-tipo. lluminacion.

gab Factores que operan sobre la densidad general: Kv, Ma, T, D.

HaD Factores que operan sobre las condiciones de exposicion: Espesor del
sujeto. Densidad de los tejidos. Pantallas antidifusoras. Films. Andlisis optico
de la densidad. Factores de correccibn en caso de: Subexposicion.
Sobreexposicion. Contraste insuficiente. Contraste exagerado. Ausencia de
detalles. Falta de nitidez.

PARTE PRACTICA

MODULO I — Reconocimiento del laboratorio fotogréfico.

1. ldentificacion de la disposicion general de las instalaciones. Del plan de
trabajo. Del equipamiento. Utilizacion racional de las instalaciones y
equipamiento.

Del material. Reconocimiento de los chasis: particularidades. Medidas.
3. Reconocimiento de los films: particularidades de cada uno. Formatos.

Reconocimiento de los marcos, (para revelado manual). Medidas.

4. De las soluciones: revelador. Reconocimiento de los productos quimicos.

Pesaje. Orden de preparacion. Dosis, ph, temperatura. Preparacion. Detenedor

(o lavado intermediario). Fijador: reconocimiento de los productos. Pesaje.

Orden de preparacion. Dosis, ph, temperatura. Preparacion.

N



MODULO Il — Manipulacién del material sensible (simulacro)
1. Carga y descarga del chasis. Colocacion del film en el marco correspondiente.
Procesado manual del film.

MODULO Il — Manipulacién real del material sensible.
1. Carga del chasis. Toma de una radiografia. Descarga del chasis. Identificacion
del film expuesto (segun sistema utilizado). Procesado manual del film. Lavado
y secado. Analisis Optico de la imagen obtenida.



